台灣金屬熱處理學會
2025年度會員代表大會暨研究成果論文發表會議
	日 期
	時   間
	議      程
	地   點

	 十
 二
 月 
 六
 日 
 (六) 
	研究成果論文發表會/海報展示/展覽攤位

	
	08:30～09:30
	報到、領取資料
	人文大樓大門

	
	08:30～16:50
	海報論文展示/廠商設備展覽
	人文大樓大廳

	
	[bookmark: _Hlk205907711]09:30～10:30
	研究論文發表(102教室)，產業技術發表(101教室)：
每篇15分鐘(報告12分鐘、提問3分鐘) 
	人文大樓
101/102教室

	
	10:30～11:00
	休息/茶點與技術交流 
	人文大樓大廳

	
	[bookmark: _Hlk205907731]11:00～12:00
	研究論文發表(102教室)，產業技術發表(101教室)：
每篇15分鐘(報告12分鐘、提問3分鐘) 
	人文大樓
101/102教室

	
	12:00～13:30
	泰國熱處理學會副理事長演講
演講會場：二樓203-1教室

大會會場一樓大廳：大會報到/海報論文評選
	人文大樓

	
	2025年度會員大會

	
	13:30～14:00
	大會主席致詞/年會籌備主委致詞/貴賓致詞
	人文大樓
105演講廳

	
	14:00～14:30
	頒獎：傑出服務貢獻獎、正泰獎助學金/高熱爐業論文獎 
	人文大樓
105演講廳

	
	14:30～15:00
	年度會務報告：秘書長 
提案討論：理事長
	人文大樓
105演講廳

	
	15:00～15:30
	拍團照/休息/茶點享用與技術交流
	人文大樓大廳

	
	會員大會專題演講

	
	15:30～16:20
	演講者：宋振銘 博士
任職單位：國立中興大學研發長/材料系教授
演講題目：甲酸熱處理技術於電子構裝之應用及發展
	人文大樓
105演講廳

	
	16:20～17:10
	演講者：林金賢 博士
任職單位：國立中興大學
創新產業暨國際學院院長/企管系教授
演講題目：傳統工藝遇見人工智慧:
金屬產業轉型的機遇與挑戰
	

	
	17:10～17:40
	大會閉幕(前往晚宴會場-中興大學小禮堂)

	
	17:40～18:00
	大會晚宴-中興大學小禮堂 (晚宴場地 就座)
	小禮堂

	
	18:00～20:20
	大會晚宴
	小禮堂




